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Verbale della riunione del Gruppo AQ del CdS in Design per la
moda Del 15 giugno 2020, ore 14.30

Il gruppo AQ, del CdS in Design per la Moda, composto da:

Alessandra Cirafici (responsabile);
Pasquale Argenziano,

Marco Calabro,

Caterina Cristina Fiorentino,
Manuela Piscitelli

Si ¢ riunito su piattaforma Mteams il giorno 15 giugno 2020 alle ore 14.30

Il responsabile del Gruppo AQ, in vista del prossimo CCdS, richiede ai componenti del
Gruppo AQ di verificare lo stato di avanzamento dell’aggiornamento dei quadri della SUA
CdS 2020/21, la cui approvazione sara all’ordine del giorno del Consiglio di CdS
programmato per 1’inizio del mese di luglio 2020.

Altri argomenti di confronto del Gruppo AQ, sono stati:
1- andamento didattica ed esami II semestre

2- revisione regolamento didattico e verifica debiti in ingresso
3- rinnovo Okan

Verbale letto e sottoscritto

Responsabile del Gruppo AQ del CdS in Design per la Moda
Alessandra Cirafici

Scuola Politecnica e delle Via San Lorenzo dip.architettura@unicampania.it
Scienze di Base Abazia di San Lorenzo dip.architettura@pec.unina2.it
Dipartimento di Architettura  ad Septimum www.architettura.unicampania.it
e Disegno Industriale 81031 Aversa (CE)

T.: +39 081 5010700
F.: +39 081 5010704





